SISTEMA DE FISCALIZACION DE NORMA EMISION RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS

Certificado de Autocontrol

Datos Generales

Folio 000000060017 Fecha delngreso al Sistema 17-12-2021
Tipo de Control Autocontrol Periodo de Evaluacién 11/2021
RUT 96.566.100-k Fecha Envio 17-12-2021
Empresa EXPLORA CHILE SA

Establecimiento HOTEL EXPLORA PATAGONIA

Ducto PUNTO 1 RIO PAINE
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Muestra 1

CdédigodeInformedelLaboratorio 63246 Tipo de Muestra Compuesta

Nombre Laboratorio Laboratorio HIDROLAB S. A. / Laboratorio de Aguas

Material/Producto Proceso Plan de Muestreo Tabla3 DS 90

Fecha de Ingreso 27-11-2021 Fecha de M uestreo 24-11-2021

Horalnicio de Muestreo 13:44 Hora Termino de Muestreo 14:40

Lugar de Muestreo Camara de Monitoreo

Caudal Comprometido 92 Unidad Medida m3/dia

Caudal 232

Par ametros Unidad de Medida Valor Limite Valor Medido
Aceitesy Grasas mg/L 20 <0,1
Aluminio mg/L 1 0,104
Caudal m3/dia 92 47
Caudal m3/dia 92 21
Caudal m3/dia 92 36
Caudal m3/dia 92 38
Caudal m3/dia 92 45
Caudal m3/dia 92 232
Caudal m3/dia 92 47
Caudal m3/dia 92 23
Caudal m3/dia 92 70
Caudal m3/dia 92 75
Caudal m3/dia 92 37
Caudal m3/dia 92 50
Caudal m3/dia 92 47
Caudal m3/dia 92 35
Caudal m3/dia 92 14
Caudal m3/dia 92 45
Caudal m3/dia 92 46
Caudal m3/dia 92 41
Caudal m3/dia 92 14
Caudal m3/dia 92 36
Caudal m3/dia 92 43
Caudal m3/dia 92 50
Caudal m3/dia 92 50
Caudal m3/dia 92 36
Caudal m3/dia 92 52
Caudal m3/dia 92 a4
Caudal m3/dia 92 12
Caudal m3/dia 92 7
Caudal m3/dia 92 47
Caudal m3/dia 92 50
Caudal m3/dia 92 53
Cloro Libre Residual mg/L 0
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pH Unidad 6-85 6,4
pH Unidad 6-85 6,3
Sélidos Suspendidos Totales mg/L 80 <5
Sulfato mg/L 1000 89,3
Sulfuro mg/L 1 <0,1
Temperatura °C 30 12,9
Temperatura “C 30 13
Temperatura °C 30 13
Temperatura “C 30 13
Temperatura °C 30 12,9
Temperatura °C 30 14,3
Temperatura °C 30 135
Temperatura °C 30 12,8
Temperatura °C 30 13
Temperatura °C 30 13,8
Temperatura °C 30 14,3
Temperatura °C 30 13,4
Temperatura °C 30 13,7




